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摘要(译)

提供一种有机发光显示装置及其制造方法。在平坦化层中形成沟槽，然后形成第一电极以在沟槽中具有相对的端部，从而减小平坦
化层和第一电极之间的高度差。也就是说，可以通过减小或最小化第一电极相对于平坦化层的突出来减小形成在第一电极上的像素
限定层的厚度。因此，当通过激光诱导热成像方法形成有机层时，可以提高转移效率，并且可以通过减少或防止有机层的热损伤和
开放缺陷来提高器件的可靠性。
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